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摘要(译)

使用可配置阵列，可以沿着高度尺寸使用合成孔径过程以提高分辨率。
增加的分辨率用于二维或三维成像。可选地或另外地，沿着高度尺寸提
供宽带合成高度孔径聚焦过程，例如波束形成，以提高分辨率。在又一
替代或另外的实施例中，换能器在仰角和方位角平面内围绕换能器的中
心旋转。与换能器相关联的孔径机械地或电子地旋转，并且获取与多个
不同位置相关联的超声数据。然后将超声数据用于合成高程孔径处理。
在又一替代或另外的实施例中，提供了多种扫描模式。在测量模式中，
提供成像而没有合成高程孔径处理。对于更详细的成像，成像响应于具
有不同高度聚焦和扫描的合成高度孔径过程。
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